

	[image: ]	
[image: ]




博碩士論文 87226018 詳細資訊








  
  	以作者查詢圖書館館藏	、以作者查詢臺灣博碩士	、以作者查詢全國書目	、勘誤回報	、線上人數：52	、訪客IP：54.165.238.209


  	姓名	
      	  詹淑靜(Shu-Ching Chan)  
		      查詢紙本館藏  	畢業系所	光電科學與工程學系
	論文名稱	
      	  三氧化鎢電色膜層之製作及其電致色變性質之研究
      	   
	相關論文		★ 半導體雷射控制頻率	★ 比較全反射受挫法與反射式干涉光譜法在生物感測上之應用
	★ 193nm深紫外光學薄膜之研究	★ 超晶格結構之硬膜研究
	★ 交錯傾斜微結構薄膜在深紫外光區之研究	★ 膜堆光學導納量測儀
	★ 紅外光學薄膜之研究	★ 成對表面電漿波生物感知器應用在去氧核糖核酸及微型核糖核酸
雜交反應檢測
	★ 成對表面電漿波生物感測器之研究及其在生醫上的應用	★ 探討硫化鎘緩衝層之離子擴散處理對CIGS薄膜元件效率影響
	★ 以反應性射頻磁控濺鍍搭配HMDSO電漿聚合鍍製氧化矽摻碳薄膜阻障層之研究	★ 掃描式白光干涉儀應用在量測薄膜之光學常數
	★ 量子點窄帶濾光片	★ 以量測反射係術探測光學薄膜之特性
	★ 嵌入式繼光鏡顯微超頻譜影像系統應用在口腔癌切片及活體之設計及研究	★ 軟性電子阻水氣膜之有機層組成研究



	檔案	
		   		[image: ][Endnote RIS 格式]   
		      [image: ][Bibtex 格式]     	
      [image: ][相關文章]   [image: ][文章引用]   [image: ][完整記錄]   [image: ][館藏目錄]   [image: ][檢視]  [image: ][下載]	本電子論文使用權限為同意立即開放。
	已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的，進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
	請遵守中華民國著作權法之相關規定，切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送，以免觸法。

  
      

	摘要(中)	在本文中所使用的電色材料為三氧化鎢，是因三氧化鎢相對於其他電色材料有較高的變色效率，所以使用作為研究對象。本文將探討，利用電子束蒸鍍三氧化鎢薄膜，在不同參數條件下，對電色效應的影響；這些蒸鍍條件有：三氧化鎢膜厚度，蒸鍍氣壓，蒸鍍溫度，蒸鍍速率，退火處理前後。藉由這些探討，找到最佳之蒸鍍參數，以期達到最佳的變色效率。
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